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Ethylengas in feindusperserflussuger Phase miteinem Blasendurchmesser von maximal 2,0 mm umsetzt, diese
feindisperse flissige Phase mit einer Geschwindigkeit von 0,3 bis 1 m/s bei einer Verweildauer von 2,5 bis 25
v 40 Sekunden, berechnet auf die filissige Phase, die Reaktionszone durchstrdmen I&Rt, und danach das gebildete
N hochreine 1,2-Dichiorethan, welches weniger als 500 ppm chilorierte Nebenprodukte enthélt, iiber eine Ent-
spannungsverdampfung gasférmig abzieht.
Das Verfahren kann weiterhin wahlweise noch dadurch gekennzeichnet sein, daR der Blasendurchmesser
des Ethylengases kleiner als 1,5 mm Ist.

45 Mit dem erfindungsgem&Ren Verfahren wird nunmehr ein sehr einfaches Verfahren zur Herstellung von
hochreinem 1,2-Dichlorethan angegeben. Nach einer Entspannungsverdampfung wird das gasférmige 1,2-Di-
chlorethan kondensiert und féllt in einer Reinheit von mehr als 99,95 Gew.-% an. Es enthéit als wesentlichen
Nebenbestandteil 1,1,2-Trichlorethan. Die bei der Kondensation freigesetzte Warme kann beispielsweise zur
Destillation von 1,2-Dichlorethan, welches nach dem Oxichlorierungsverfahren erhalten wird, genutzt werden.

50 Die sonst bei der 1,2-Dichlorsthan-Herstellung nach dem Direktchlorierungsverfahren bendtigten Destillati-

: onskolonnen zur Leichtsieder- und Hochsiederabtrennung entfallen bei dem erfindungsgeméfen Verfahren
vollstéindig. Dadurch werden sowoh! die entsprechenden Investitionskosten als auch Betriebskosten einge-
spart. Die Ausbeuten an 1,2-Dichlorethan betragen 99,7 %, bezogen auf C,H,, und 99,7 %, bezogen auf Cl,.

Fur das erfindungsgemé&Re Verfahren ist die Feinverteilung des Ethylengases von ausschlaggebender

55  Bedeutung. Es reicht nicht aus, das Ethylengas in feinverteilter Form in das 1,2-Dichlorethan einzudiisen, da
die Ethylengasbléschen schnell zu groRen Blasen zusammenwachsen und dann die Reaktionsgeschwindig-
keit stark absinkt. Deshalb ist dafiir Sorge zu tragen, da die Vereinigung zu gr5Reren Ethylengasblasen ver-
hindert wird. Diese Feinverteilung des Ethylengases wird in sogenannten "Statischen Mischern" erreicht, wie
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1. Verfahren zur Herstellung von hochreinem 1,2-Dichlorethan mit Warmeriickgewinnung aus équimolaren
Mengen von Ethylen und Chiorin 1,2-Dichlorethan als L8semittel in Gegenwart eines Tetrachloroferrat(1-
)-Katalysators bel einer Temperatur von 75 bis 200 °C und einem Druck von 1 bis 15 bar in einer Reakti-
onszone, dadurch gekennzeichnet, da® man in einer vorgeschalteten Mischzone das Chlorgas im umlau-

50 fenden 1,2-Dichlorethan 18st, in der nachgeschalteten Reaktionszone das Ethylengas in feindisperser
flissiger Phase mit einem Blasendurchmesser von maximal 2,0 mm umsetzt, diese feindisperse fliissige
Phase mit einer Geschwindigkeit von 0,3 bis 1 m/s bei einer Verweildauer von 2,5 bis 25 Sekunden, be-
rechnet auf die fliissige Phase, die Reaktionszone durchstrémen I&8t, und danach das gebildete hoch-
reine 1,2-Dichlorethan, welches weniger als 500 ppm chlorierte Nebenprodukte enthalt, iiber eine Ent-
. &5 spannungsverdampfung gasfdrmig abzieht.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der Blasendurchmesser des Ethylengases
kieiner als 1,5 mm ist.
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1. Verfahren zur Herstellung von hochreinem 1,2-Dichlorethan mit Warmerickgewinnung aus dquimolaren
‘Mengen von Ethylen und Chlorin 1,2-Dichlorethan als L&semittel in Gegenwart eines Tetrachloroferrat(1-
)-Katalysators bei einer Temperatur von 75 bis 200 °C und einem Druck von 1 bis 15 bar in einer Reakti-
onszone, dadurch gekennzeichnet, daB man in einer vorgeschalteten Mischzone das Chlorgas im umlau-
50 fenden 1,2-Dichiorethan I8st, in der nachgeschalteten Reaktionszone das Ethylengas in feindisperser
filissiger Phase mit einem Blasendurchmesser von maximal 2,0 mm umsetzt, diese feindisperse fliissige
Phase mit einer Geschwindigkeit von 0,3 bis 1 m/s bei einer Verweildauer von 2,5 bis 25 Sekunden, be-
rechnet auf die fliissige Phase, die Reaktionszone durchstrdmen I8¢, und danach das gebildete hoch-
reine 1,2-Dichlorethan, welches weniger als 500 ppm chlorierte Nebenprodukte enthdlt, dber eine Ent-
&5 spannungsverdampfung gasfdrmig abzieht. .

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daf der Blasendurchmesser des Ethylengases
kleiner als 1,5 mm ist.
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35 moving the high-purity 1,2-dichlorosthane formed, which contains less than 500 ppm of chlorinated by-

products, in gaseous form by flash evaporation.
2. The process as claimed in claim 1, wherein the bubble diameter of the ethylene gas is iess than 1.5 mm.

3. An apparatus for carrying out the process as claimed in one of claims 1 or 2, which apparatus comprises
: a mixer (1) with chiorine inlet (11), a "static mixer" (2) with ethylene inlet (5), a let-down vessel (3), a re-
Nt circulating pump (6) and a heat exchanger (7), the mixer (1), the "static mixer" (2), the let-down vessel
(3), the recirculating pump (8) and the heat exchanger (7) being connected to each other in terms of flow,
and the let-down vessel (3) being connected to a condenser (8) in terms of flow via a conirol valve (4),
and a product discharge line (9) and a waste gas line {10) leaving the condenser (8).

45
4. The apparatus as claimed in claim 3, wherein a “static mixer” (2) with a flow obliquely around the web is
used. '
" 5. The apparatus as claimed in claim 4, wherein the blades in the "static mixer” (2) are perforated, slotted,

serrated and/or corrugated.

6. The apparatus as claimed in claim 5, wherein the blades form meandering channels.

7. The apparatus as claimed in claim 5, wherein the blades form channels crossing each other.

* 8. The apparatus as claimed in claim 3, wherein a pressure-holding device (12) is arranged between the
“static mixer” (2) and the let-down vessel (3).

9. The apparatus as claimed in claim 3, wherein the let-down vessel (3) is arranged 8 to 12 m above the

4
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reaction Zme’Pr&k&écBMp%rLﬁUn% rufs 1 DQlcHor@inaRS 3Gte bireis bébc diassRatibPad chalilr b IBEAHER)

t he-45 I € Qfukridl s iMbRcahined.dBtR}i&Hs lof 36 chibredans 16 P2-dicHidréthai¥e btvant desolvatt Bﬁﬁé—
time of 2.5t Qe.?e‘é TR GdSur conBibEN bt RN rBredtd-VEunb fompStatute 6 78 £20DCEE he proasio

then remmvi ng deMa 18ibeddaRsine dhe e Aattiof [tarattorfb BREequb dah@ithe ztieide hnelaﬁg%_tpaeamsle,

| ess t han 500 opdiascaf le clidre azBukdank 18 Y,Ridiehlorsthane eh RirayRGaROdERs @68 da yéaklion placésGi
evapor ati on. 2a suite, oh it pfagickétiylésesgazédua e pithse iyuidé tinemedt dispdrstie o3 un dismdirdodetinliecde

di amet er of t 20 narb Bayhadesimg orsfait évodler settetphasa liduide finement3lispersébra uapyitessade8,3 & d mis
carryi ng out taues uype duréesie passage|da 258 @5 $, walaite surila phhseiliguide] audravers dejdngopénde réaction
appar at us co s gredyacue o5, 2-dichlopfthape foyms) & heutelpureti] contenaat moins de 500 por) de produibidiaey ¢
mxer" (2) w tchmwmee'm‘?bféﬁ-léé?ﬁ'(@}e"x par|vepotigplignpacdétentel (3), a recircul ating

Phe' 1 ot dovh \FEasil sspAiowiien b tposbPEor nonia it oS oA Rl SEioen o

30 (7) bei ng conhec ed to each other in ternms of flow, and the |et-down

vessel (3) @elﬁﬁar&ﬁ'ﬂﬂ Bk 18 Ghide@n Beuvid it BrAS4AB séiéh unb Bes!réVedicatidns fi b@ céladists en ce
control val ve qufpomprend uRmélangels ¢f) avdt SohbatdGifectidnte cKIGh (18))6h "ReldmBlrdtatique- () M6t
(18F C Lun conddit d'injectiori'd’étigRvié (51 urt récpishbdeidBme (3), ule pomfe de cirduia@ondf)lefundbhas- asS
claimed in cl gjetinds chaleld(7)cle Mélangeait ()i 1o tnélEnyedi Statiqul (2))ild réciment deaiétentd (3),dppmpe de
around tpe welwircubatiorg€)et 'éGhangeur de chaleur{stantrpliés eritre suxalansid sansxiadiédoulerodns leméelbjent
wher ei n t he bldedésnts (3) estvelié barumétianglemertis)a uf ndenser (Gt fesipmiseandepsent (Bleet Squips
serrat ed and/ cfunsonduitdjéyaeugtion@u produfti{®) eaquammumg évacuationdesrgaz résiduaitea (18). 5,

wh t he, bl ades,_ f d
ol ai med i 0 41 4 e@..agg;,,gng;am,cﬁ@ Bqaggé‘ns?amoeﬁ@nmwcm LR
8. Theoappar o (fg"'%qtgﬁr ¥%°3, wherein a pres- sure-hol di ng

device (12)g,i S\pﬁ&réiﬁ!ﬁg Sdion¥&VeNticalibn'4) \Giractifisdleh Ee Jle Y3 tolesd )mé?d?ngeut‘ bitigh&(2) d6hiPer-

vessel (3). 15orses, Qndues_Rm,@pmaﬁme@s claimed in claim V\,herel n the
| et - down vessel (3) Is arranged 8 to 12 m above the "static mxer" (2).
6. Appareillage selon revendication 5, caractérisé en ce que les téles forment des canaux sinueux.
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7. Appareillage selon revendication 5, caractérisé en ce que les tbles forment des canaux qui se croisent.
8. Appareillage selon revendication 3, caractérisé en ce que, entre le "mélangeur statique” (2) etle récipient
de détente (3), il yaun dispositif de retenue de la pression (12).
40
. 9. Appaneillage selon revendication 3, caractérisé en ce que le récipient de détente (3) est placé 8 a 12m
% au-dessus du "mélangeur statique” (2).
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